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Seguimiento del desempeno de las tecnologias a través de
una red integrada de ensayos

RR2 MGRR2 VT3P RIB 10% COMP

Ensayos a campo 220 Locs en la region templada ARG X X X X X
(FTN) 60 Locs en region tropical ARG X X X
60 Locs en PY X X X X
10 Locs en San Luis, ARG X X X X X
) 40 Locs en la regidon templada ARG X X X X
Microparcelas — -
7 Locs en la region Tropical ARG X X X
Demos a campo 1000 ensayos X X X X
Informes de Lotes de ~6400 informes X X X X
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La evaluacidn del dafio en el material sin proteccion contra
insectos (RR2) permite conocer la distribucion de las plagas

Distribucion de Spodoptera frugiperda en zona templada

Siembras tardias 2013-2014

Siembras tempranas 2013-2014
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Dano de cogollero: escala Davis 0-9

Davis 0
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Prevalencia

Prevalencia de la presion de cogollero sobre RR2

campana # loc con dano promedio Davis 3
2011 19%
2012 15%
2013 47%
2014 94%
2015 46%™* Preliminar
Prevalencia en cada momento de siembra en la region
templada
tempranos ﬁardios\
2011 5% 23%
2012 0% 27%
2013 5% 60%
2014 3% 42%
2015 18% 46%
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Danos inusuales en material sin tecnologia de proteccion
contra insectos

Superposicion de generaciones Barrenado en cana

Barrenado en base

de tallos
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Performance de las tecnologias
Region templada 2015

Tempranos Tardios

Promedio Davis
RR2 = 3,8

Promedio Davis
RR2 =5,6
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Ensayos sin aplicacién de insecticidas

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,10) j




Performance de las tecnologias
Region tropical 2015 (preliminar)
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Ensayos sin aplicacion de insecticidas

Medias con una letra comun no son significativamente diferentes (p > 0,10)




San Justo: campo de productor

REFUGIO
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Valor de Ia tecnologla en amblentes de aIta presion sin apllcauon de
insecticidas




Insecticidas
aplicaciones foliares (preliminar)
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Villa Clara, Entre Rios RS A
Fecha de siembra: 7 de noviembre 2014 E:ﬂ // N\
SPOD presion @ V6: 3,6 : 7/

f : { EZ:O /

' 1,0 J&_/

0,0

va Vs Ve V7 V8 V9 vio Vil

Manejo de aplicaciones a umbral: 20% de plantas con dafo Davis 3
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Insecticidas
aplicaciones foliares (preliminar)

oo
o

Reconquista
Fecha de siembra: 21 de Enero de 2015
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Evaluacion de dano y larvas en el refugio

Plantas con daiio Davis 2 3 Plantas con LV>1.5¢cm

=

0 i

s - E

£ % : 2 09 /\\

808 708

2 07 N/ — =07 / \ —p

T o6 - 8 06 / \

c Y —TU w 7 —TU
805 /N £o05 \

2 —T 40D 8 —T 4DDU
3 ——T8DDU g ™

203 2 03 >@< ——T8DDU
:E 0,2 Control :§ 0,2 _ Control
I g 0,1 ~

£ 0,1 20,

£ ) N & 0,0 ”—

& v4 V6 V7 Ve Vi1 va V6 v7 V8 Vi1

En ambientes de alta presion de Spodoptera
*Aplicacionesa umbral (T U) sobre RR2 fueron efectivas para:
»controlar el nivel de dafio aceptable en el refugio
» mantener un proporcion de plantas con LV>1.5 cm las cuales garantizan la
supervivenciade los insectos susceptibles
*Aplicaciones tardias siguieron la misma dinamica que el control y no fueron efectivas
*El testigo sano (P) en el refugio controld el nivel dafio pero elimind las larvas grandes.
Este tipo de tratamiento afectaria la generacion de individuos susceptibles.



Evaluacion de dano y larvas en la tecnologia

Plantas con dafo Davis 2 3 Plantas con LV>1.5¢cm
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Proporcion de plantas con dafio Davis 23

En ambientes de alta presion de Spodoptera
*Aplicacionesa umbral (TU) en la tecnologia fueron efectivas para:
» proteger a la tecnologia
»eliminar de manera eficiente larvas grandes
*Aplicaciones tardias siguieron la misma dinamica que el control y no fueron efectivas
para proteger a la tecnologia.
*El testigo sano (P) en |la tecnologia controlo el nivel dafio y elimind las larvas grandes
en niveles similares al ofrecido por el TU.



Evaluacion de Rendimiento en el Refugio y en la tecnologia

Promedio de 3 ensayos
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*En ensayos sin aplicacion de insecticidas, el VT3P rindié en promedio 10 qq/ha mas

qgue el RR2.

*Aplicaciones a umbral fueron efectivas para reducir el dano e incrementar
significativamente el rendimiento en el RR2 y en la tecnologia.

*En la tecnologia, el testigo sano (tratamiento con todas las aplicaciones) no
representd un incremento significativo del rendimiento en comparacion con el
tratamiento a umbral en la tecnologia.

*En el refugio, el testigo sano incrementd significativamente el rendimiento pero su
efecto sobre la poblacién de insectos no es la deseada.



Aplicaciones foliares: recomendaciones en ambientes de
alta presion de Spodoptera

e Activo monitoreo del refugio y la tecnologia desde la emergencia.

e Importante que las aplicaciones sean realizadas a umbral y siguiendo las
recomendaciones para lograr una buena calidad de aplicacion.

e No sobre aplicar el refugio para garantizar el surgimiento de individuos
susceptibles.

e Demoras en las aplicaciones pueden tener impactos negativos de acuerdo a
la dinamica poblacional o presién de la plaga.




Recomendacion en el sistema

El cuidado de las tecnologias debe estar considerado en un plan
integrado de buenas practicas de manejo

Barbecho Presiembra m En Cultivo

Quimico Plar_lificgcién Momento Aplicacion
siembra - i
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La evaluacidn del dafio en el material sin proteccion contra
insectos (RR2) permite conocer la distribucion de las plagas

Distribucion Diatraea saccharalis zona templada

Siembras tempranas Siembras tardias




Performance de las tecnologias de proteccidon contra DIATSA
en la region templada

Localidades con presion en RR2

 Villa Clara, Entre Rios (microparcela)
* Las Balas, Buenos Aires (lote)

* 9 de Julio, Buenos Aires (FTN)

* 25 de Mayo, Buenos Aires (FTN)

* Gral. Cabrera, Cordoba (FTN)

Presion de DIATSA en FTNs templados
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Excelente performance de las tecnologias de proteccion contra DIATSA

en la region templada
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Refugio en Bolsa (RIB): posicionamiento

|

| VITRPLEPRO |

RIB COMPLETO
T
LA PRACTICA DE REFUGIO
EN UN ABRIR Y CERRAR DE BOLSA
To prosentamos RIS COMPLETO 1a primens bolsa g mezcia un 90% de semilas con lecnoiogia VT TRIPLE PRO
¥ un 10% tecnoiogia 2* (Riefugic). lo que pes priicica de refugc de la mansra mis
;::r:mu DK71-10VT3P RIB COMPLETO y DKEE-10VT3P RIE COMPLETO te ofrecen: 1 0 % R R 2

CONVENIENCIA - E4
La semilla refugio se distribuye en la bolsa junto con las

semillas con tecnologia VT TRIPLE PRO. RIB COMPLETO reemplazara
la necesidad de sembrar refugio estructurado.

SIMPLICIDAD

Sembrar el porcentaje de refugio estructurado requiere de un esfuerzo
en tiempo y trabajo. RIB COMPLETO simplifica todo el proceso
de siembra, haciéndote ganar mas tiempo.

TRANQUILIDAD — 2

RIB COMPLETO también ofrece tranquilidad al productor, trasladando la
gestion del refugio desde el productor al semillero. RIB COMPLETO
suma a la mejor performance, los mas altos estandares de semillas
Dekalb.

Davis damage
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Recomendacion RIB: en siembras tempranas y en el siembras tardias sélo en zonas de

baja presion de cogollero (zona B).
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Recomendacidn para DIATSA

En zona nucleo

* Tecnologias
MG + 10% Refugio estructurado
VT3P + 10% Refugio estructurado s L
RIB 10% (No en San Luis) R RS L

Cordoba
Entre Rios

Mendoza

En zona Noroeste de San Luis

eSiembras tempranas: LR A
/\ MG + 10% Refugio estructurado &8 = cuenGoogle
REFUGIO  ¢En siembras tardias: ' ' -

Fmp i prochtridied b el

T VT3P + 10% Refugio estructurado

*El refugio debe realizarse en todas las geografias, pero
debemos fortalecer el monitoreo y seguimiento de
cumplimiento del refugio en esta region y en zonas periféricas y
corredores: sudeste de Cordoba, sur de San Luis, y noreste de
La Pampa (linea roja)

A entina

eDebido a la dinamica de la plaga y la eficacia de los controles a través de las aplicaciones que
se realizan al momento no es recomendable realizar aplicaciones de insecticidas en el refugio
para control de DIATSA
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exceenct Troua O€guimiento de las tecnologias  rxcrienc: THrouGH
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sologia Agricola

Plan de accién para el monitoreo de las tecnologias que mvolucra a
varios equipos

[Eleginunaregiondellote,SIN MALEZAS pararealizanelmonitoreo)

Monitoreoy muestreo de plantas con dano
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Avisara TD Corn Biotechnology

§ Avisar a
Alerta

Avisara IRM team




Futuras tecnologias de proteccion contra insectos

» Lanzamiento a corto a mediano plazo: 2018-2019
» Proteinas insecticidas: se amplia la cantidad de modos de accidn

\ R 3 modos de
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Futuros proyectos
Modelo de prediccion de movimiento de insectos

Principales objetivos del proyecto

» 1) Brindar informacion de zonas con mayor
probabilidad de presencia de insectos
target.

» 2) Ayudar a la implementacion de las
buenas practicas de manejo ya que
permitira anticipar las acciones vinculadas a
controlar las plagas.

A\

3) Proteger a las tecnologias

A\

4) Optimizar recursos: direccionamiento de
monitoreos y empleo de productos
insecticidas




La vida de cualquier tecnologia depende de su
correcto manejo e implementacion

MUCHAS GRACIAS

maria. laura.ramos@monsanto.com
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